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摘要(译)

本发明公开了一种用于增强目标治疗的超声成像设备及其控制方法。超
声成像设备包括：输入器，被配置为接收用于在第一超声图像中设置要
应用目标治疗的对象的目标区域的命令，该第一超声图像示出包括超声
造影剂的病变。治疗剂已被束缚在物体内;图像处理器，被配置为将第一
超声图像与在超声波已经照射到与目标区域对应的目标部分之后获取的
第二超声图像进行比较，并且检测治疗剂已经被递送到的区域中的至少
一个和一定量的治疗药物进入该地区。
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